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SchweiBmaschine, insbesondere Widerstands- 
schweiBmaschine, mit 

- einem Maschinengestell (1) und 

- zumindest einem Elektrodenpaar (2) aus oberer Elektro- 
de (2a) und unterer Elektrode (2b) sowie 

- einer in dem Maschinengestell (1) angeordneten Ener- 
gieversorgungseinrichtung mit einem oder mehreren 
Transformatoren oder Transformatorgruppen (3) zur Er- 
zeugung und/oder Obertragung eines vorgegebenen 
SchweiRstromes zwischen den Elektroden (2a, 2b), 
dadurch gekennzeichnet, dass das Maschinengestell (1) 
als Doppel-C-Gestell (1) mit zumindest zwei in der Drauf- 
sicht unter vorgegebenem Winkel (a) zueinander ange- 
ordneten Transformatoren oder Transformatorgruppen 
(3) ausgebildet ist, die an zumindest ein gemeinsames 
Elektrodenpaar (2) angeschlossen sind. 
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Beschreibung : 

Die Erfindung betrifft eine Schweifimaschine, insbesondere 
WiderstandsschweiSmaschine, mit einem Maschinengestell und 
5 zumindest einem Elektrodenpaar aus oberer und unterer Elek- 
trode sowie einer in dem Maschinengestell angeordneten 
Energieversorgungseinrichtung mit einem oder mehreren 
Transformatoren oder Transf ormatorgruppen zur Erzeugung 
und/oder Ubertragung eines vorgegebenen SchweiSstroms 
10 zwischen den Elektroden. 

Bei den bekannten WiderstandsschweiEmaschinen, die nach dem 
PressschweiSverf ahren arbeiten, werden die Elektroden im 
Allgemeinen pneumatisch, hydraulisch oder elektromotorisch 

15 auf die SchweiEstelle gepresst und die Schweifistelle an- 
schlieBend bzw. wahrenddessen- durch den SchweiEstrom er- 
warmt . Die Maschinen sind regelmaSig als ortsfeste Stander- 
maschinen, z. B. in C-formiger Bauweise ausgebildet, welche 
eine mechanisch steife Konstruktion auch bei gro&en Aus- 

20 ladungen erlauben, so dass mit groSen Elektrodenkraf ten und 
hohen Stromen gearbeitet werden kann. 

Eine bevorzugte Verf ahrensvariante des Widerstands- 
schweifiens ist das Kondensator-Impulsschwei&en. Dabei wird 

25 die zur Erwarmung der Verbindungsstelle erforderliche 
Energie zunachst bei hoher Spannung in einer Kondensator- 
batterie gespeichert. Die Ladung der Kondensatoren erfolgt 
in den Schweifipausen mit einer im Vergleich zum Wider- 
standsschweifien verhaltnismafiig geringen Netzbelastung . Zur 

30 Schweifiung werden die Kondensatoren dann uber einen Impuls- 
transf ormator, der die erforderliche, hohe Stromstarke bei 
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kleiner Arbeitsspannung erzeugt, in sehr kurzer Zeit ent- 
laden. Die ublichen Schweifczeiten liegen hier beispiels- 
weise bei 10 Millisekunden, so dass die Energie nur auf die 
Schweitezone konzentriert ist und die SchweiSwerkstucke 
5 praktisch kalt aus der Maschine kommen. Daraus resultieren 
hohe Elektrodenstandzeiten und auf eine Elektrodenkuhlung 
kann verzichtet werden. Als wesentliche Vorteile des 
Kondensator-ImpulsschweiEens sind daruber hinaus zu sehen, 
dass die bearbeiteten Teile nach dem SchweiiSen ihre MaS- 
10 genauigkeit behalten und auch das Schweiteen von warme- 
empf indlichen Teilen sowie das SchweiEen von Metallen mit 
hoher elektrischer und thermischer Leitf ahigkeit problemlos 
moglich ist. 

15 Es ist eine SchweiSmas chine der eingangs beschriebenen 
Aus fuhrungs form, insbesondere zum Kondensatorentladungs- 
schweiften bzw. Kondensatorimpulsschweifien bekannt, bei 
welcher das Maschinengestell als C-Gestell ausgebildet ist. 
Derartige Schweifimaschinen zeichnen sich durch ihre gute 

20 Zuganglichkeit gleichsam von drei Seiten aus. Allerdings 
sind diese Schweifimaschinen auf Schweifienergien von in etwa 
15 kJoule bzw. SchweiSstrome von max. 200 kA begrenzt . 
Vereinzelt werden bis zu 20 kJoule erzeugt. Zum einen 
lassen sich die zur Erzeugung hoherer Energien bzw. Strdme 

25 erforderlichen Transf ormatoren bzw. Trans formatorgruppen in 
einem C-Gesell nicht ohne Weiteres unterbringen . Denn der 
bzw. die Impulstransf ormatoren, uber welche die Konden- 
satoren zum SchweiSen entladen werden, miissen aufgrund der 
sehr hohen Strome und der dadurch auftretenden hohen 

30 Magnetf elder- in unmittelbarer Nahe der Elektroden an- 
geordnet werden. Zum anderen treten bei den hohen SchweiS- 



Andrejewski, Honke & Sozien, Patentanwalte in Essen 



stromen von bis zu 200 kA elektrodynamische Krafte von bis 
zu in etwa 10 kN auf . Unter dieser Kraft versucht sich der 
Stromkreis gleichsam zu offnen und beansprucht die 
mechanischen Fuhrungen, die werkzeugauf nahmen sowie die 
5 SchweiSteile . 

Es ist daher bekannt , die Maschinengestelle von SchweiS- 
maschinen, welche mit Energien von tnehr als 15 kJoule ar- 
beiten, als Portal -Gestelle auszubilden, welche das Werk- 

10 stuck bzw. die Elektroden gleichsam einrahmen. Der SchweiS- 
strom wird dabei gleichzeitig von zwei gegenuberliegenden 
Transformatorgruppen iibertragen, die jeweils in den beiden 
Portalsaulen angeordnet sind, so dass hohere Energien und 
damit auch hohere Strome von mehr als 500 kA erzeugt werden 

15 konnen. Dabei heben sich die elektrodynamischen Krafte aus 
den gegeniiberliegenden Stromkreisen auf, so dass im Wesent- 
lichen keine Belastungen durch die elektrodynamischen 
Krafte auf Maschinenf uhrungen, Werkzeugauf nahmen, Elek- 
troden und die zu verschweifeenden Teile auftreten. Die 

20 maximale SchweiSenergie wird lediglich durch das Uber- 
tragungsverhalten der Impulstransf ormatoren begrenzt . 
Problematisch ist bei den insoweit bekannten Maschinen 
insbesondere die im Vergleich zu C-Gestellen beschrankte 
Zuganglichkeit . - Hier setzt die Erfindung ein. 

25 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine SchweiB- 
maschine der eingangs beschriebenen Aus fiihrungs form zu 
schaffen, mit welcher nicht nur hohe SchweiSenergien bzw. 
SchweiSstrome erzeugt werden konnen, sondern welche sich 
3 0 daruber hinaus noch durch eine gute Zuganglichkeit aus- 
zeichnet und einfach und stabil aufgebaut ist. 
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Zur Losung dieser Aufgabe lehrt die Erfindung bei einer 
SchweiKmaschine , insbesondere WiderstandsschweiSmaschine 
der eingangs beschriebenen Ausf uhrungsf orm, dass das 
5 Maschinengestell als Doppel-C-Gestell mit zumindest zwei 
unter vorgegebenen Winkeln zueinander angeordneten Trans - 
formatoren oder Transf ormatorgruppen ausgebildet ist, die 
an zumindest ein gemeinsames Elektrodenpaar angeschlossen 
sind. Das Doppel-C-Gestell besteht dabei vorzugsweise aus 

10 zwei in der Draufsicht unter vorgegebenem Winkel zueinander 
angeordneten C-Gestellen, in bzw. an denen jeweils ein 
Transf ormator oder eine Transf ormatorgruppe angeordnet ist. 
Unter dem vorgegebenen Winkel zwischen den Transf ormator en 
oder Trans forma torgruppen bzw. den C-Gestellen ist ein Win- 

15 kel von kleiner als 180° zu verstehen. 

Durch diese MaEnahmen wird zunachst einmal erreicht, dass 
hohere SchweiSstrome als bei herkommlichen SchweiSmaschinen 
mit einfachen C-Gestellen erzeugt werden konnen, weil zwei 
20 Transf ormatoren bzw. Transf ormatorgruppen in unmittelbarer 
Nahe des gemeinsamen Elektrodenpaares angeordnet werden 
konnen. AuSerdem konnen durch die im Vergleich zu her- 
kommlichen C-Gestellen stabilere Bauweise mit zwei C- 
Gestellen hohere elektrodynamische Krafte aufgenommen 

2 5 werden. Dennoch bestehen bei der erf indungsgemaSen Schweifi- 

maschine nicht die Nachteile der bekannten SchweiSmaschinen 
mit- Portal-Gestell , weil nicht langer ein die Schweifistelle 
einrahmendes Portal verwirklicht ist, sondern ein Doppel-C- 
Gestell, bei welchem die beiden Transf ormatoren bzw. Trans- 

3 0 f ormatorgruppen vernal tnismafiig nah beieinander unter vor- 

gegebenen Winkeln angeordnet sind und das gemeinsarne Elek- 
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trodenpaar speisen. Das Maschinengestell der erfindungs- 
gemaSen Schweifimaschine ist demnach - ahnlich wie ein her- 
kommliches C-Gestell - von drei Seiten zuganglich, so dass 
eine einfache Bedienung erfolgen kann. Daruber hinaus 
5 zeichnet sich die erf indungsgemaSe SchweiEmaschine durch 
eine hohe Flexibilitat ' beziiglich der Werkstof f zuf uhrung 
aus . SchlieSlich besteht nicht langer das bei Portal- 
Gestellen regelmaSig auftretende Problem, dass SchweiSgut 
bzw. Schweifispritzer zum Gestellmittelpunkt hin be- 

10 schleunigt werden und demnach innerhalb des Gestells ver- 
bleiben und die Maschine verschmutzen bzw. beschadigen. 
Vielmehr wird durch den gleichsam offenen Aufbau im Sinne 
eines C-Gestells erreicht, dass die Schwei&spritzer durch 
die auftretenden Magnetfelder aus der Maschine herausbe- 

15 schleunigt und ausgestoSen werden. SchlieSlich ermoglicht 
die Konstruktion als Doppel -C-Gestell die Aufnahme hoher 
elektrodynamischer Kraf te . Insgesamt lassen sich SchweiS- 
energien von mehr als 25 kJoule bzw. SchweiSstrome von mehr 
als 300 kA erzeugen. 

20 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind im 
Folgenden aufgefuhrt . So ist vorgesehen, dass die Trans- 
formatoren oder Transf ormatorgruppen bzw. die C-Gestelle in 
der Draufsicht unter einem Winkel von 10°-90°, vorzugsweise 

25 30°-50° angeordnet sind. Als besonders zweckmaSig hat sich 
hier ein Winkel von in etwa 40° erwiesen. Diese Werte er- 
moglichen einerseits in konstruktiver Hinsicht, dass sich 
die beiden Transf ormatorgruppen bzw. C-Gestelle ohne 
Weiteres gleichsam nebeneinander anordnen lassen. Anderer- 

30 seits gewahrleistet der verhaltnismaSig kleine Winkel von 
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beispielsweise 40° eine gute Zuganglichkeit der Maschine 
und insbesondere der SchweiSstelle . 

Das Doppel-C-Gestell ist in der Draufsicht vorzugsweise 
5 achssymmetrisch ausgebildet, wobei das Elektrodenpaar auf 
der Symmetrieachse angeordnet ist. Ferner ist vorgesehen, 
dass das Elektrodenpaar urn ein vorgegebenes MaS von den 
vertikalen Mittelebenen der Transf ormatoren oder 
Trans formatorgruppen bzw. der C-Gestelle beabstandet 

10 angeordnet ist. Auf diese Weise wird gewahrleistet , dass 
das gemeinsame Elektrodenpaar auch bei vernal tnismaSig 
kleinen Winkeln zwischen den beiden C-Gestellen einen recht 
kleinen Abstand zu den in den ruckwartigen Bereichen der 
Doppel -C-Gestelle bzw. der C-Gestelle angeordneten Trans- 

15 f ormatoren auf weist . Denn das Elektrodenpaar ist auf diese 
Weise nicht nur urn ein vorgegebenes MaS von den vertikalen 
Mittelebenen der C-Gestelle beabstandet angeordnet, sondern 
auch urn ein vorgegebenes MaS von dem Schnittpunkt bzw. der 
Schnittlinie zwischen den beiden vertikalen Mittelebenen, 

20 und zwar in Richtung zum Gestell hin. 

Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung ist vorgesehen, 
dass die untere Elektrode auf einer gemeinsamen, festen 
unteren Elektrodenplatte angeordnet ist, welche fest mit 

25 dem bzw. den unteren C-Schenkeln des Doppel -C-Gestells 
verbunden ist. Demgegeniiber ist die obere Elektrode hohen- 
verstellbar ausgebildet, und zwar derart, dass sie an einer 
hohenverstellbaren oberen Elektrodenplatte angeordnet ist. 
Dazu ist an jedem der beiden C-Gestelle jeweils ein 

30 vertikaler Fiihrungsholm vorgesehen, an welchem die obere 
Elektrodenplatte hohenverstellbar gefiihrt ist. Es besteht 
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aber auch die Moglichkeit, dass die untere Elektrodenplatte 
hohenverstellbar an den Ftihrungsholmen gefiihrt ist. Die 
Fiihrungsholme sind vorzugsweise jeweils in etwa in dem 
auSeren Bereich der den Elektroden zugewandten Vorderflache 
5 der C-Basis des jeweiligen C-Gestells angeordnet. Die 
Vorderflache ist hier also die der SchweiEstelle zugewandte 
Seite des Gestells, wahrend mit den auSeren Bereichen die 
Seiten des einen C-Gestells gemeint sind, welche von dem 
jeweils anderen C-Gestell abgewandt sind. Dadurch, dass die 

10 c-Gestelle, welche das Doppel-C-Gestell bilden, unter einem 
Winkel von beispielsweise 40° zueinander angeordnet sind, 
wird durch diese Anordnung der Fiihrungsholme erreicht, dass 
die mechanischen Fiihrungen die hohen elektrodynamischen 
Krafte aufnehmen konnen, welche bei den hohen 

15 SchweiEstromen auftreten. Denn die Fiihrungsholme rahmen das 
Elektrodenpaar - im Gegensatz zu der Anordnung bei einem 
herkommlichen C-Gestell - gleichsam ein, wobei die Fiih- 
rungsholme und das Elektrodenpaar in der Draufsicht nahezu 
auf einer Geraden angeordnet sind. Insgesamt wird also eine 

20 wesentlich steifere Konstruktion erreicht, als das mit 
herkommlichen einfachen C-Gestellen moglich ist. Zum 
Antrieb der unteren Elektrodenplatte und/oder der oberen 
Elektrodenplatte sind diese an eine oder mehrere Zylinder- 
kolbenanordnungen angeschlossen. 

25 

Die C-Gestelle konnen jeweils so aufgebaut sein, dass die 
Transformatoren oder Transformatorgruppen in den C- 
Gestellen jeweils zwischen oder an zwei randseitig 
angeordneten Tragern bzw. Konsolen befestigt sind, wobei 
3 0 die einander zugewandten Trager der beiden C-Gestelle im 
Querschnitt oder in der Draufsicht zumindest bereichsweise 



t • 
• ♦ 



Andrejewski, Honke & Sozien, Patentanwalte in Essen 



8 



keilformig rait vorgegebenem Keilwinkel ausgebildet sind. 
Der Keilwinkel betragt dabei vorzugsweise die Halfte des 
Winkels zwischen den Transf ormatoren oder 

Transformatorgruppen bzw. den C-Gestellen. Demgegeniiber 
5 sind die beiden anderen, einander abgewandten Trager der C- 
Gestelle in herkommlicher Weise im Querschnitt bzw. in der 
Draufsicht rechteckf ormig ausgebildet. Die Trager bzw. 
Konsolen fur die Transformatorgruppen sind dabei in etwa 
auf halber Hohe der C-Gestelle an den auSeren Seitenwanden 

10 und den inneren Seitenwanden bzw. einer gemeinsamen 
Mittelwand befestigt. Ingesamt ermoglichen die Trager eine 
einfache und zuverlassige Befestigung der 

Transformatorgruppen innerhalb der C-Gestelle. Durch die 
keilformige Ausgestaltung der einander zugewandten Trager 

15 wird in besonders vorteilhaf ter und einfacher Weise eine 
Anpassung der beiden C-Gestelle aneinander ermoglicht, und 
zwar auf engsten Raum. Durch die Anpassung des Keilwinkels 
an den Winkel zwischen den Transf ormatoren oder Trans- 
formatorgruppen wird erreicht, dass die beiden C-Gestelle 

20 gleichsam dicht bei dicht zu dem Doppel-C-Gestell vereint 
wer.den konnen, und zugleich eine Anordnung der Trans - 
formatoren mit dem gewunschten Winkel moglich ist. 

Die Zufuhrung der zu schweiBenden Werkstucke kann bei- 
25 spielsweise manuell durch eine Bedienperson oder auto- 
matisch erfolgen. Nach bevorzugter Ausf uhrungsf orm ist zur 
Zufuhrung der zu schweifcenden Werkstucke ein Drehteller 
vorgesehen, welcher im Wesentlichen senkrecht zu der Elek- 
trodenachse und zwischen den Elektroden angeordnet ist . Auf 
30 diesem Drehteller sind dann beispielweise mehrere Werk- 
stucke auf einem Kreisbogen angeordnet, welche durch 
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Drehung des Drehtellers urn ein vorgegebenes MaS sukzessive 
in den Wechselwirkungspunkt zwischen den Elektroden gefuhrt 
werden. Dieses erlaubt einen hohen Grad an Automat i s ierung . 
Dabei ist der Drehteller vorzugsweise derart angeordnet, 
5 dass sich die vertikalen Mittelebenen der beiden Trans- 
formatorgruppen bzw. C-Gestelle in etwa im Mittelpunkt des 
Drehtellers schneiden. Der Drehteller ist vorzugsweise an 
dem bzw. den unteren C-Schenkeln befestigt, z. B. ver- 
schraubt . Aufierdem ist vorgesehen, dass die beiden C-Ge- 

10 stelle ein gemeinsames Gehause aufweisen oder in einem 
gemeinsamen Gehause angeordnet sind, welches die beiden C- 
Gestelle einkapselt oder bildet. Grundsatzlich besteht 
jedoch auch die Moglichkeit, zwei separat eingehauste C- 
Gestelle zu verwenden, wobei jedoch jedenfalls ein 

15 gemeinsames Elektrodenpaar vorgesehen ist. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer lediglich ein 
Ausfuhrungsbeispiel darstellenden Zeichnung naher er- 
lautert . Es zeigen 

20 

Fig. 1 eine Vorderansicht einer erf indungsgemafien SchweiS- 
maschine, 

Fig. 2 einen Schnitt A-A durch den Gegenstand nach Figur 
25 1, 



Fig. 3 einen Schnitt B-B durch den Gegenstand nach Figur 
1, 
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Fig. 4 den Gegenstand nach Figur 1 in einer Riickansicht 
und 

Fig. 5 eine Draufsicht auf den Gegenstand nach Fig. 1. 

5 

In den Figuren ist eine KondensatorentladungsschweiE- 
maschine mit einem Maschinengestell 1 und einem Elektroden- 
paar 2 dargestellt, welches aus einer oberen Elektrode 2a 
und einer unteren Elektrode 2b besteht. In dem Maschinen- 

10 gestell 1 ist eine Energieversorgungseinrichtung mit 
Impulstransformatoren bzw. Transf ormatorgruppen 3 an- 
geordnet, welche zur Erzeugung bzw. Ubertragung eines vor- 
gegebenen SchweiSstromes zwischen den Elektroden 2a, 2b 
dienen. Erf indungsgemaS ist das Maschinengestell als Dop- 

15 pel-C-Gestell 1 mit zwei in der Draufsicht unter vor- 
gegebenem Winkel a zueinander angeordneten quaderf ormigen 
Transf ormatorgruppen 3 ausgebildet, die an ein gemeinsames 
Elektrodenpaar 2 angeschlossen sind. Dabei besteht das 
Doppel-C-Gestell 1 aus zwei gleichsam zueinander ver- 

20 schmolzenen C-Gestellen 4, wobei die Transf ormatorgruppen 3 
gleichsam nebeneinander , auf gleicher Hohe positioniert 
sind. Die beiden Transf ormatorgruppen 3 sind wie auch die 
beiden C-Gestelle 4 unter einem Winkel a von in etwa 40° 
zueinander angeordnet . Dieses is.t insbesondere in Figur 2 

25 erkennbar. Mit dem Winkel a zwischen den Transf ormator- 
gruppen 3 ist dabei der Winkel zwischen den vertikalen 
Mittelebenen 5 der Transformatorgruppen 3 gemeint, wobei 
diese Mittelebenen 5 im Wesentlichen parallel zu den je- 
weiligen Seitenwanden 6 der Transformatorgruppen 3 

30 verlaufen. Dement sprechend sind auch die beiden C-Gestelle 
4, die gemeinsam das Doppel-C-Gestell 1 bilden, unter einem 
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Winkel a von in etwa 40° zueinander angeordnet, wobei sich 
dieser Winkel a auf die Anordnung der vertikalen Haupt- 
ebenen der C-Gestelle 4 bezieht, die hier jeweils parallel 
zu den aufieren Seitenwanden 7 der C-Gestelle 4 verlaufen 
und sich in etwa mit den vertikalen Mittelebenen 5 der 
Trans formatorgruppen 3 decken. Die C-Gestelle 4 bestehen 
dabei jeweils aus einer riickwartigen C-Basis 13 sowie einem 
unteren C-Schenkel 19 und einem oberen C-Schenkel 21 (vgl . 
Fig. 3) . 



Ferner erkennt man z. B. in Fig. 2, . dass das Doppel-C- 
Gestell 1 in der Draufsicht achssymmetrisch ausgebildet 
ist, wobei das Elektrodenpaar 2 auf der Symmetrieach.se 8 
angeordnet ist . Dabei ist das Elektrodenpaar 2 urn ein vor- 

15 gegebenes MaS m von den vertikalen Mittelebenen 5 der 
Transf ormatorgruppen 3 beabstandet angeordnet . In Figur 3 
ist erkennhar, dass die untere Elektrode 2b fest auf ' einer 
gemeinsamen, festen unteren Elektrodenplatte 9 angeordnet 
ist. Demgegenuber ist die obere Elektrode 2a an einer 

20 gemeinsamen, hohenverstellbaren oberen Elektrodenplatte 10 
befestigt. Jedes der beiden. C-Gestelle 4 weist jeweils 
einen vertikalen Fuhrungsholm 11 auf, an welchem die obere 
Elektrodenplatte 10 hohenverstellbar gefuhrt ist. Dabei 
sind die beiden Fiihrungsholme 11 gemaS Figur 2 jeweils in 

25 etwa in dem auSeren Bereich der den Elektroden zugewandeten 
Frontflache 12 der C-Basis 13 angeordnet, so dass sie das 
Elektrodenpaar 2 gleichsam einrahmen, wobei das Elektroden- 
paar 2 in der Draufsicht in etwa auf der Verbindungslinie 
zwischen den beiden Fuhrungsholmen liegt. Dementsprechend 

30 bildet die obere Elektrodenplatte 10 gleichsam eine 
Traverse zwischen den Fuhrungsholmen 11 bzw. zwischen den 
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beiden C-Gestellen 4. Dabei ist der Verlauf der Vorderkante 
der im Wesentlichen langsformig ausgebildeten oberen 
Elektrodenplatte 10 im Wesentlichen an die Form der 
Vorderf lachen der oberen - und unteren C-Schenkel 21, 19 
angepasst. Gleiches gilt fur die untere Elektrodenplatte 9, 
welche im GroSen und Ganzen- deckungsgleich unterhalb der 
oberen Elektrodenplatte angeordnet ist. Zur Betatigung der 
oberen Elektrodenplatte 10 ist diese an eine Zylinder- 
kolbenanordnung 14 angeschlossen, welche die erf orderlichen 
Press- bzw. SchweiSkraf te erzeugt . 

Gemafi Figur 2 sind die Trans formatorgruppen 3 in den C- 
Gestellen 4 jeweils an zwei randseitig angeordneten, 
Tragerplatten bzw. Tragern 15, 16 befestigt. Die einander 
15 zugewandten Tragerplatten bzw. Trager 16 der beideri C- 
Gestelle 4 sind in der Draufsicht keilformig mit 
vorgegebenem Keilwinkel p ausgebildet. Dabei betragt der 
Keilwinkel p in etwa die Halfte des Winkels a zwischen 
den Trans formatorgruppen 3 . Insof ern bilden die beiden 
20 Keilwinkel P dieser Trager 16 zusammen gleichsam den 
Of fnungswinkel zwischen den beiden C-Gestellen 4. Die 
beiden anderen, einander abgewandten Tragerplatten bzw. 
Trager 15 der C-Gestelle 4 sind in der Draufsicht recht- 
eckformig ausgebildet. Die Trager bzw. Konsolen .15, 16 sind 
25 in etwa auf halber Hdhe der C-Gestelle, d. h. in etwa auf 
Hohe der zu schweifienden Werkstucke 18 oder der unteren 
Elektrode 2b angeordnet. Dabei sind die Trager 15 jeweils 
an den aufieren Seitenwanden 7 der C-Gestelle befestigt, 
wahrend die Trager 16 jeweils an der gemeinsamen Mittelwand 
30 22, zwischen den beiden C-Gestellen befestigt sind. Dabei 
bildet die gemeinsame Mittelwand 22 gleichsam die inneren. 
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d. h. einander zugewandten Seitenwande der beiden C~ 
Gestelle 4. Die Trager 15, 16 sind im Wesentlichen als 
horizontal angeordnete Tragerplatten ausgebildet, welche 
mittels vertikal verlaufenden Montageplatten an den Wanden 
der C-Gestelle befestigt, z. B. verschraubt und/oder 
verschweiEt werden. Die Transf ormatorgruppen 3 sind auf die 
Trager 15/ 16 aufgeschoben bzw. aufgesetzt und werden 
zwischen den Tragern 15, 16 gehalten, und zwar derart, dass 
die Transf ormatorgruppen 3 jeweils in etwa zur Halfte 
oberhalb und zur Halfte unterhalb der Korisolen bzw. Trager 
15, 16 positioniert sind. 

Ferner ist beispielsweise in den Figuren 2 und 3 erkennbar, 
dass bei der Schweifimaschine ein Drehteller 17 zur Zu- 
fuhrung der zu schweiftenden Werkstucke 18 vorgesehen ist. 
Der Drehteller 17 ist dabei im Wesentlichen senkrecht zu 
der Elektrodenachse angeordnet und zwischen den Elektroden 
2a, 2b drehbar gefiihrt, so dass sukzessive die einzelnen 
auf dem Drehteller angeordneten Werkstucke 18 der SchweiS- 
maschine zugefuhrt werden konnen. Der Drehteller 17 ist 
dabei derart angeordnet, dass sich die vertikalen Mittel- 
ebenen 5 der Transf ormatorgruppen 3 in etwa im Mittelpunkt 
X des Drehtellers 17 schneiden (vgl . z. B. Fig. 2) . GemaS 
Figur 3 ist der Drehteller 17 an den unteren C-Schenkeln 19 
des Doppel-C-Gestelles 1 befestigt. Die elektrische Ver- 
bindung zwischen den Transformatorgruppen 3 und der 
beweglichen Elektrode 2a erfolgt uber entsprechend flexible 
Kabel 20 (vgl. z. B. Fig. 2). 
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Schutzanspriiche : 

1. Schv/eiSmaschine, insbesondere Widerstandsschweifc- 
maschine, mit 

einem Maschinengestell (1) und 

zumindest einem Elektrodenpaar (2) aus oberer 
Elektrode (2a) und unterer Elektrode (2b) sowie 



einer in dem Maschinengestell (1) angeordneten 
Energieversorgungseinrichtung mit einem Oder 
mehreren Trans formatoren oder Trans f ormatorgrup- 
pen (3) zur Erzeugung und/oder Ubertragung eines 
15 vorgegebenen SchweiSstromes zwischen den 

Elektroden (2a, 2b) , 

dadurch gekennzeichnet, dass das Maschinen- 
gestell (1) als Doppel-C-Gestell (1) mit zumindest zwei in 
2 0 der Draufsicht unter vorgegebenem Winkel (a ) zueinander 
angeordneten Trans formatoren oder Transf ormatorgruppen (3) 
ausgebildet ist, die an zumindest ein gemeinsames Elek- 
trodenpaar (2) angeschlossen sind. 

25 2. SchweiSmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Doppel-C-Gestell (1) aus zwei unter vor- 
gegebenen Winkel zueinander angeordnete C-Gestellen (4) 
besteht, in denen jeweils ein Transf ormator bzw. eine 
Transf ormatorgruppe (3) angeordnet ist. 

30 
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3. SchweiSmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Transf ormatoren bzw. Transf ormator- 
gruppen (3) und/oder die C-Gestelle (4) unter einem Winkel 
(a) von 10°-90°, vorzugsweise 30°-50° und insbesondere in 
etwa 40° angeordnet sind. 

4. SchweiSmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , dass das Doppel -C-Gestell (1) in 
der Draufsicht im Wesentlichen achssymmetrisch ausgebildet 
ist und dass das Elektrodenpaar (2) im Wesentlichen auf der 
Symmetrieach.se (8) angeordnet ist. 

5. SchweiSmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Elektrodenpaar (2) um ein 
vorgegebenes MaS (M) von den vertikalen Mittelebenen (5) 
der C-Gestelle (4) bzw. der Transf ormatoren (3) beabstandet 
angeordnet ist. 

6. SchweiSmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Elektrode (2b) auf 
einer gemein'samen, festen unteren Elektrodenplatte (9) 
angeordnet ist. 

7. SchweiSmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die obere Elektrode (2a) an 
einer gemeinsamen, hohenverstellbaren oberen Elektroden- 
platte (10) angeordnet ist. 

8. SchweiSmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass jedes C-Gestell (4) jeweils zumindest einen 
im Wesentlichen vertikalen Fuhrungsholm (11) aufweist, an 
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welchen die obere und/oder die untere Elektrodenplatte (9, 
10) hohenverstellbar gefiihrt sind. 

9. SchweiSmaschine nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, dass die Fuhrungsholme (11) jeweils in dem 
auSeren Bereich der den Elektroden zugewandten Vorderflache 
(12) der C-Basis (13) des jeweiligen C-Gestells (4) an- 
geordnet sind. 

10 10. SchweiSmaschine nach Anspruch 8 oder 9, dadurch 
gekennzeich.net, dass die obere und/oder die untere Elek- 
trodenplatte (9, 10) an zumindest eine Zylinderkolbenan- 
ordnung (14) angeschlossen sind. • 

15 11. SchweiSmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Transf ormatoren oder 
Transf ormatorgruppen (3) in den C-Gestellen (4) jeweils an 
zwei randseitig angeordneten Tragern (15, 16) befestigt 
sind, wobei die einander zugewandten Trager (16) der beiden 

2 0 C-Gestelle (4) in der Draufsicht zumindest bereichsweise ira 
Wesentlichen keilformig mit vorgegebenen Keilwinkel <P) 
ausgebildet sind. 

12. SchweiSmaschine nach Anspruch 11, dadurch 
25 gekennzeichnet, dass der Keilwinkel (0) in etwa die Halfte 

des Winkels (a) zwischen den Transf ormatoren oder Trans- 
f ormatorgruppen (3) bzw. den C-Gestellen (4) betragt. 

13. SchweiSmaschine nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
30 gekennzeichnet durch einen Drehteller (17) zur Zufuhrung 

der zu schweiSenden Werkstiicke (18) . 
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14 . SchweiSmas chine nach Anspruch 13 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Drehteller (17) im Wesentlichen senk- 
recht zu der Elektrodenachse angeordnet und drehbar 
zwischen den Elektroden (2a, 2b) gefiihrt ist. 

15. SchweiEmaschine nach Anspruch 13 oder 14, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Drehteller (17) derart angeordnet 
ist, dass sich die vertikalen Mittelebenen (5) der C- 
Gestelle (4) bzw. Trans formatoren (3) in etwa im Mittel- 
punkt (X) des Drehtellers (17) schneiden. 

16. SchweiSmaschine nach einem der Anspriiche 13 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Drehteller (17) am unteren 
C-Schenkel (19) des Doppel -C-Gestells (1) bzw. der C- 
Gestelle (4) befestigt ist. 
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